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Produktinformationen

Kaltplasma Aktivator
fiir Keramik-Implantate

Der Kaltplasma-Ober-
flachenaktivator von
Champions Implants
arbeitet ohne externes
Prozessgas, das Plasma
wird durch ein Multilayer-
Piezoelement aus Luftsau-
erstoff gebildet und zeich-
net sich durch eine hohe
Aktivierungseffizienz aus.

Der Einheilungs- und Osseointegra-
tionsprozess von Implantaten wird
durch korpereigene Fliissigkeiten
auf der Implantatoberfliche, z. B.
Blut, gefordert und beschleunigt.
Da die Oberfliche von Keramik-Im-
plantaten von Natur aus hydrophob
ist, wird die Einheilung durch die-
sen Effekt nicht unterstiitzt. Durch
die Aktivierung der Implantat-Ober-
fliche mit Plasma wird die Oberfld-
che hydrophil und erméglicht u. a.
die grofflichige Anlagerung von
Osteoblasten, die den Einheilungs-
prozess fordern und beschleunigen.
Aber auch die Oberfliche Titan-Im-
plantaten kann mit dem Handgerit
aktiviert werden und optimiert die
Osseointegration.

Plasma-Handgerit
Der Kaltplasma-Oberflaichenaktiva-
tor ist ein einfach zu handhabendes
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Plasma-Handgerit. Es arbeitet ohne
externes Prozessgas, das Plasma
wird durch ein Multilayer-Piezoele-
ment aus Luftsauerstoff gebildet
und zeichnet sich durch eine hohe
Aktivierungseffizienz aus. Da das
erzeugte Plasma partikelfrei ist,
kann die Funktionalisierung unmit-
telbar vor der Insertion des Implan-
tats im Operationsbereich oder am
Behandlungsstuhl erfolgen. So wird
die Oberflichenenergie nicht wie-
der abgebaut und gleichzeitig wird
die Gefahr einer Rekontamination
des Implantats minimiert.

Keinerlei thermische Belastung

Der Funktionalisierungsprozess er-
folgt bei lediglich rund 45° C, daher
kommt es durch die Behandlung
mit dem Plasmagerdt zu keiner
thermischen Belastung des Implan-
tats oder Beeintrdchtigung der

MafShaltigkeit. Die

durchdachte Gestal-
tung des leichten
Handgerits ermdglicht
auch den Einsatz

durch technisch weni-
ger versierte Personen
und gewihrleistet zu-
dem sichere Handha-
bung fiir Anwender
und Patient. Dazu trégt
auch die geringe Ver-
sorgungsspannung
von 12Volt bei. Die
Plasmaerzeugung er-
folgt per PDD*-Techno-
logie. PDD” (Piezoelectric Direct Di-
scharge) basiert auf der direkten
elektrischen Entladung an einem
offen betriebenen piezoelektrischen
Transformator. Eine niedrige Ein-
gangsspannung wird dabei so trans-
formiert, dass sehr hohe elektrische
Feldstirken aufgebaut werden und
so das umgebende Prozessgas, typi-
scherweise Luft, dissoziiert und io-
nisiert wird. PDD" liefert ein typi-
sches  kaltes Nichtgleichgewichts-
plasma.

Diese Eigenschaften von PDD"
eréffnen vielfdltige Anwendungs-
moglichkeiten. PDD"-Gerédte wer-
den eingesetzt in der medizinischen
Forschung, zur Keimreduktion, Ge-
ruchsreduktion und in der Mikro-
biologie. mm

Weitere Informationen:
www.championsimplants.com



